Uchwata Nr 116/2023
Senatu Politechniki £édzkiej
z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie limitdw przyje¢ na I rok studidw rozpoczynajgcych sie
w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z p6zn. zm.) oraz § 33 ust. 3 Statutu Politechniki £.6dzkiej w zwigzku
z § 3 ust. 1 Uchwaty Nr 36/2022 Senatu Politechniki L.6dzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r. Zasady przyjec
na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Lodzkiej w roku akademickim 2023/2024
uchwala si¢, co nastepuje:

§1

Senat Politechniki L.odzkiej okresla limity przyje¢ na I rok studidéw rozpoczynajacych si¢ w semestrze
letnim roku akademickiego 2023/2024, podane w zataczniku do niniejszej uchwaty.

§2
Uchwata wchodzi w zycie z dniem 29 listopada 2023 r.

prof. dr hab. inz. Krzysztof J6zwik
Rektor Politechniki £.odzkiej

/-podpisany kwalifikowanym podpisem cyfrowym/



Zatacznik

do Uchwaty Nr 116/2023 Senatu Politechniki todzkiej z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie limitéw przyjeé na I rok studiéw rozpoczynajacych sie
w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

Limity przyjec na I rok studiow drugiego stopnia
rozpoczynajacych sie w semestrze lethim roku akademickiego 2023/2024

. Studia stacjonarne/ Limit Limit (ulZlnn;rlwtue Minimalna
Lp. Kierunek niestacjonarne (Obywatele |\ 1, 5ziemey) efektow liczba
polscy) woronia sic) kandydatow
1. | automatyka i robotyka stacjonarne 30 3 3 12
2. | automatyka i sterowanie robotow stacjonarne 60 5 2 15
3. ?Si‘(-)sge(;rslz (S)gdrzﬁz)zréwnowamna stacjonarne 30 3 2 15
4. ?;?;Z:r}ll:;igﬁli :) stacjonarne 60 6 2 15
5. | budownictwo stacjonarne 60 5 2 15
6. | chemia stacjonarne 60 5 5 15
7. | chemia budowlana stacjonarne 30 3 3 15
8. | chemia w kryminalistyce stacjonarne 30 3 3 15
9. | elektronika i telekomunikacja stacjonarne 45 5 2 15
10. | elektrotechnika stacjonarne 75 5 2 15
11. | Energy Systems in the Built Environment stacjonarne 30 15 5 12
12. | fizyka techniczna stacjonarne 30 5 3 12
13. | Human-Computer Interaction stacjonarne 27 5 2 15
14. gfﬁﬁ:i;;ﬁgmnomgy stacjonarne 25 3 2 15
15. | informatyka stacjonarne 75 5 2 15
16. | informatyka stosowana stacjonarne 105 5 3 30
17. | inzynieria biomedyczna stacjonarne 60 5 2 15
18. | inzynieria ochrony $rodowiska stacjonarne 30 15 5 12
19. | inzynieria ochrony $rodowiska niestacjonarne 60 15 5 12
20. | inzynieria procesOw przemystowych stacjonarne 30 15 5 12
21. | inzynieria §rodowiska w budownictwie stacjonarne 60 5 2 20
22. | materiaty i technologie stacjonarne 30 3 3 12
23. | mechanika i budowa maszyn stacjonarne 30 3 3 12
24. | mechatronika stacjonarne 60 5 2 15
25. | nanotechnologia stacjonarne 60 5 5 15
26. | nanotechnologia — jezyk angielski stacjonarne 30 10 3 10
27. | sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe stacjonarne 45 5 2 15
28. | technologia chemiczna stacjonarne 60 5 5 15
29. gf:r(r)lleos%ri:fr(lz)s metykéw stacjonarne 30 3 2 15
30. Ezflslélr(r)lle()s%;:liz;vn0501 i zywienie cztowieka stacjonarne 60 6 5 15
31 ;e;lll(r;)cl)(l)]iﬁ ;,ICO}:VOCZGSHYCh materiatow stacjonarne 30 3 3 10
32. | wiokiennictwo stacjonarne 30 10 1 12
33. | wiokiennictwo niestacjonarne 30 20 1 15




L Limit .

L Ki Kk Studia stacjonarne/ (obLIm:;ttele Limit (uznanie Mll?érznba;na

p. 1erune niestacjonarne pc))llvsvcy) (cudzoziemcy) efektow kandydatow

uczenia sig)

34. | wldkiennictwo — jezyk angielski stacjonarne 30 20 1 15
35. | wzornictwo stacjonarne 60 30 2 15
36. | wzornictwo — jezyk angielski stacjonarne 30 20 1 15
Uczelnia razem 1627 284 98

Uwaga:

1. W przypadku niewypehienia limitu miejsc okreslonego przez Senat Politechniki f.odzkiej, Uczelnia moze podjaé
decyzje o nieuruchomieniu studiéw na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjecia na nieuruchomiony kierunek bedzie mogt podja¢ studia na innym kierunku,
prowadzonym przez Politechnike Lodzka. Kryterium przyjecia na proponowany kierunek bedzie liczba punktow
uzyskana przez kandydata.
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